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(57) Abstract: The aim of the invention is to produce an aesthetically pleasing coating with a velvet or velour appearance for a
support material, by applying a liquid plastic dispersion to the surface (3) of a die that consists of a hydrophobic plastic and by the
~f subsequent solidification of said plastic material. To achieve this, the invention discloses a die, whose surface (3) has a degree of
gloss, (measured according to DIN 67530), of less than 2.2 for an incident angle of 60° and is provided with microscopic cup-type

depressions (4).

& (57) Zusammenfassung: Um eine ein schones, samt- bzw. velourartiges Aussehen aufweisende Beschickung fiir einen Triger
durch Aufbringen einer fliissigen Kunststoffdispersion auf die aus hydrophobem Kunststoff bestehende Oberfldche (3) einer Ma-
@) trize und anschlieBendem Verfestigen dieses Kunststoffmateriales herzustellen, wird eine Matrize verwendet, deren Oberfléche (3)
erfindungsgemif einen Glanzgrad nach DIN 67530 bei einem Einstrahlwinkel von 60 ° von weniger als 2,2 aufweist und mit mi-
kroskopisch kleinen ndpfchenartigen Vertiefungen (4) versehen ist.

e
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MATRIZE MIT KLEINEN NAPFCHENARTIGEN VERTIEFUNGEN

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Matrize fiir die Herstellung einer mit einem fla-

chigen Trager, insbesondere einem Leder oder einem Textilmaterial, wie einem Vlies,
Gewebe oder Gewirke, verbindbaren Beschichtung, die durch Auftragen einer Kunst-

stoffdispersion auf die aus hydrophobem flexiblem Kunststoff bestehende Oberflache
der Matrize und anschlieRender Verfestigung der flissigen Kunststoffdispersion gebil-
det wird.

Es ist bekannt, die Oberseite eines Leders, und zwar insbesondere eines an seiner
Narbenseite angeschliffenen Narbenleders, aber auch eines Spaltleders, sowie eines
Textilmaterials, mit einer eine Narbenstruktur aufweisenden Beschichtung zu versehen,
damit die Sichtseite derselben die erforderlichen Eigenschaften aufweist und ein leder-
ahnliches Aussehen besitzt. Dazu wird eine Beschichtung bzw. Zurichtung zunéchst
gesondert auf einer Unterlage hergestellt, die eine der Narbenstruktur der herzustel-
lenden Zurichtung entsprechende strukturierte Oberflache aufweist, und anschlieBend
mit dem Trager verbunden. Bei der Herstellung dieser Zurichtung wird eine Kunststoff-
dispersion auf die aus hydrophobem Material bestehenden Oberflache der Matrize
aufgetragen und anschlieRend durch Warmezufuhr verfestigen gelassen. Soll die Zu-
richtung ein velour- bzw. samtartiges Aussehen besitzen, so hat man bereits vorge-
schlagen, fiir die Herstellung dieser Zurichtung eine Matrize zu verwenden, deren O-
berflache eine Struktur aufweist, die der velour- bzw. samtartigen Struktur der herzu-
stellenden Zurichtung entspricht. Diese Oberflache der Matrize kann dabei beispiels-
weise durch Abformen der Sichtseite eines vorhandenen Nubukleders gebildet werden.
Derart hergestellte Zurichtungen weisen den Nachteil auf, dass die den Veloureffekt
bildenden Fasern sich bereits bei sehr geringem Druck umbiegen und in dieser Positi-
on bleiben, bis sie wieder mechanisch aufgerichtet bzw. in eine andere Lage gebracht
werden.

Die vorliegende Erfindung hat sich zur Aufgabe gestellt, eine Matrize fur die Herstel-
lung einer Zurichtung bzw. Beschichtung zu schaffen, die ein sehr schones velour-
bzw. samtartiges Aussehen besitzt, wobei die velourartige Oberflache vor allem auch
nach Belastung ihr Aussehen nicht verandert. Dabei spricht man von Beschichtung im
Zusammenhang mit Textil und von Zurichtung im Zusammenhang mit Leder.

‘Zur Lsung dieser Aufgabe schldgt die Erfindung vor, dass die Oberflache der Matrize

einen Glanzgrad nach DIN 67530 bei einem Einstrahlwinkel von 60° von weniger als
2,2 aufweist und mit mikroskopisch kleinen, d.h. mit bloRem Auge unsichtbaren, napf-
chenartigen Vertiefungen versehen ist. Nach dem Verfestigen der in diese népfchenar-
tigen Vertiefungen eingedrungenen fliissigen Kunststoffdispersion bilden sich in diesen
Vertiefungen, welche mit freiem Auge nicht erkennbar sind, sondern nur bei starker
VergréRerung, beispielsweise 1:25 oder 1:50, sichtbar werden, feine, einzelne abste-
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hende, sich nicht gegenseitig beeinflussende Harchen, zwischen welchen Freirdume
freigehalten sind, sodass durch die Anordnung der népfchenartigen Vertiefungen in
Verbindung mit der matten Oberflache der Matrize eine kurzfaserige, samtartige Sicht-
seite der Beschichtung geschaffen wird, bei welcher auch zwischen den Harchen keine
stérenden glanzenden Stellen vorhanden sind, und sichergestellt wird, dass sich nach
Druckentlastung die Harchen wieder aufrichten und somit ein formschénes velourarti-
ges Aussehen der Beschichtung ohne zusétzliche Manahmen erhalten bleibt. Ein
weiterer Vorteil einer mit der érﬁndungsgemél&en Matrize gebildeten Beschichtung be-
steht darin, dass ein zwischen den Harchen eindringender Schmutz wieder auf einfa-
che Weise entfernt werden kann, da er sich nicht in einem Fasergewirr festsetzen
kann, wie dies bei bekannten Ausfiihrungen der Fall ist. Bei Kunststoffdispersionen
bzw. fliissigen Kunststoffdispersionen handelt es sich im Rahmen der vorliegenden
Erfindung vorzugsweise um wassrige Kunststoffdispersionen.

Der Glanzgrad wird mittels eines handelstiblichen Reflektometers nach DIN 67530
bestimmt. Dabei wird ein von einer Lichtquelle ausgesandter Lichtstrahl unter einen
bestimmten Einstrahlwinkel auf die Oberflache des Objektes, dessen Glanzgrad be-
stimmt werden soll, gerichtet und die Intensitéat des von dieser Oberflache reflektierten
Lichtes gemessen Diese Intensitét hangt sowohl vom gewéhlten Einstrahlwinkel als
auch vom Material, aus welchen die Oberfliche besteht, insbesondere vom Farbton
dieser Oberflache, ab. Bei dunkler Oberflache dringt ein Teil des auf die Oberflache
auftreffenden Lichtstrahles in das Material ein und wird dort, in Abhangigkeit vom Farb-
ton, zum Teil absorbiert, bei heller Oberfléche wird die Reflexion gréBer. Aulerdem
wird mit zunehmendem Einstrahlwinkel mehr Licht reflektiert.

Bei der erfindungsgemaien Bestimmung des Glanzgrades wurde ein Einstrahlwinkel
von 60° gewahlt, damit der Lichtstrahl auch in die napfchenartigen Vertiefungen ein-
dringt und daher auch diese bei der Glanzgradbestimmung berticksichtigt werden.

Wie erwahnt, filhren verschiedene Farbténe der Matrizenoberflache zu unterschiedli-
chen Glanzgradwerten. Erfindungsgeman soll eine Matrize mit heller Oberflache, bei-
spielsweise mit einer Oberflache aus hellgrauem Silikonkautschuk oder aus hellem
Polypropylen, einen Glanzgrad unter 2,2, vorzugsweise unter 1,8, und eine Matrize mit
dunkler Oberflache, beispielsweise einer Oberfiache aus dunkelrotem Silikonkautschuk
oder aus dunkelgrauem Polypropylen, einen Glanzgrad unter 1,2, vorzugsweise unter
0,7, aufweisen.

Die Farbmessung der Matrizenoberflache wird nach 1ISO 7724 im CIELAB System mit
einem Spektralfotometer, Messgeometrie 45/0 und unter 10° Beobachter bei Normal-
licht D 65 bestimmt. Matrizen mit heller Oberflache weisen auf der AL-Achse einen
Wert Uber 50, Matrizen mit dunkler Oberflache weisen auf der AL-Achse einen Wert
unter 50 auf.
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ZweckmaRig besteht die Matrize aus zumindest zwei Schichten, wobei die Oberflache
der obersten, die napfchenartigen Vertiefungen aufweisenden Schicht aus einem hyd-
rophoben flexiblen Kunststoff gebildet ist. Hydrophobe flexible Kunststoffe werden so
gewahlt, dass sie einerseits in wassriger Dispersion angewandt werden und Filme bil-
den kénnen. Andererseits missen hydrophobe flexible Kunststoffe so gewahlt werden,
dass die gebildeten Filme sich zerstérungsfrei von der erfindungsgeméfRen Martix ab-
I6sen lassen, und zwar vorzugsweise ohne dass man mit Trennmittel arbeitet. Bevor-
zugte Beispiele flr hydrophobe flexible Kunststoffe sind also vorzugsweise aus Po-
lypropylen, Silikonharz, Silikonkautschuk oder einem Fluorpolymerisat besteht, worun-
ter ein Polymerisat von fluorhaltigen Monomeren zu verstehen ist, insbesondere Poly-
tetrafluorathylen. Die letztgenannten Materialien sind besonders fiir die Herstellung der
Beschichtung aus einer Kunststoffdispersion geeignet und weisen den Vorteil auf, dass
sich die verfestigte Beschichtung leicht von der mit den napfchenartigen Vertiefungen
versehenen Oberflache der Matrize ablésen lasst. Unterhalb dieser obersten Schicht
ist vorzugsweise eine Tragerschicht angeordnet, die aus einem Textilmaterial, wie ei-
nem Gewebe, Gewirke oder Vlies, oder aus Papier besteht. Es kann aber unterhalb
der obersten Schicht auch eine aus Metall bestehende Schicht angeordnet sein, wel-
che bei der Herstellung der Beschichtung zusatzlich als Warmespeicher dient und das
Verfestigen der flissigen Kunststoffdispersion zur Bildung der Beschichtung bzw. Zu-
richtung beginstigt. Diese aus Metall bestehende Schicht kann anstelle der aus Tex-
tilmaterial oder aus Papier bestehenden Tragerschicht oder zusétzlich zu dieser Tra-
gerschicht vorgesehen sein.

Es kénnen aber auch die napfchenartigen Vertiefungen in einer Tragerschicht ange-
ordnet sein, die von einer die Oberseite bildenden und die napfchenartigen Vertiefun-
gen auskleidenden, aus hydrophobem Kunststoffmaterial bestehenden Schicht tber-
zogen ist.

Die Gesamtdicke der Matrize betragt zwischen 0,6 mm und 4,8 mm, kann jedoch ins-
besondere bei Anordnung einer aus Metall bestehenden Schicht auch gréRer sein.

Die néapfchenartigen Vertiefungen in der Oberflache der Matrize kénnen auf einfache
Weise durch eine, vorzugsweise computergesteuerte, Laserbehandlung dieser Ober-
flache gebildet sein. Es koénnen aber diese napfchenartigen Vertiefungen beim Herstel-
len der Matrize auch durch Abformen von einer entsprechenden Negativform gebildet
sein. Dabei wird so vorgegangen, dass durch Abformen der Harchen aufweisenden
Oberflache eines Tragers eine Zwischenform gebildet und durch Abformen der Ober-
flache dieser Zwischenform eine Negativform hergestellt wird, aus welcher die mit den
napfchenartigen Vertiefungen versehene Oberflache der Matrize geformt wird.
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Die napfchenartigen Vertiefungen kénnen jeden beliebigen Querschnitt aufweisen, also
beispielsweise auch polygonal ausgebildet sein. Vorzugsweise besitzen diese népf-
chenartigen Vertiefungen einen runden, beispielsweise kreisférmigen oder ovalen
Querschnitt, durch welchen auch das Entformen der auf der Matrize gebildeten Be-
schichtung erleichtert wird. Demselben Zweck dient es, wenn die ndpfchenartigen Ver-
tiefungen einen sich zum Boden derselben verjingenden Querschnitt aufweisen. Au-
Rerdem entstehen bei der letztgenannten Formgebung der napfchenartigen Vertiefun-
gen auf der Sichtseite der Beschichtung sich zur Spitze hin verjingende Harchen, was
das Entfernen der zwischen den Harchen befindlichen Verunreinigungen erleichtert.

Optimal ist es, wenn der Mittenabstand (a) benachbarter népfchenartiger Vertiefungen
zwischen 50 um und 150um, vorzugsweise zwischen 60 pm und 90 pm, und die Tiefe
(t) der napfchenartigen Vertiefungen zwischen 50 um und 150 pym, vorzugsweise zwi-

schen 60 ym und 90 pym, betragt.

‘Der Boden der napfchenartigen Vertiefungen ist zweckmaRig abgerundet ausgebildet,

vorzugsweise konkav oder konvex geformt, wodurch die Haptik und das velourartige
Aussehen der in diesen napfchenartigen Vertiefungen geformten Harchen der Be-
schichtung verbessert werden.

Wie bekannt, kann die Matrize plattenférmig oder bahnférmig ausgebildet sein, wobei
die im letzteren Fall die Matrize die Form einer umlaufenden Bahn haben kann.

In der Zeichnung ist die Erfindung anhand eines Ausfiihrungsbeispieles schematisch
erlautert. Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine erfindungsgemale Matrize, etwa in
natlirlicher GréRe. Fig. 2 stellt, sehr stark vergroert, den Ausschnitt Il von Fig. 1 mit
den napfchenartigen Vertiefungen dar, und Fig. 3 zeigt eine Draufsicht in Richtung des
Pfeiles Il in Fig. 2.

Die in Fig. 1 im Querschnitt dargestellte Matrize weist eine aus einem hydrophoben
Kunststoffmaterial bestehende Schicht 1 und eine Tragerschicht 2 auf. Die Schicht 1
besteht vorzugsweise aus Polypropylen, Silikonharz, Silikonkautschuk oder einem Flu-
orpolymerisat, insbesondere Polytetrafluoratylen und ist an ihrer matten Oberflache 3
mit mikroskopisch kleinen néapfchenartigen Vertiefungen 4 versehen, die in Fig. 2 stark
vergrofiert dargestellt sind. Besteht die Oberflache 3 aus einem hellen Material, bei-
spielsweise aus hellgrauem Silikonkautschuk, so weist sie einen Glanzgrad nach DIN
67530 bei einem Einstrahlwinkel von 60° unter 2,2 auf, besteht sie aus einem dunklen
Material, wie beispielsweise dunkelrotem Silikonkautschuk, so weist sie einen Glanz-
grad nach DIN 67530 bei einem Einstrahiwinkel von 60° unter 1,2 auf.

Die Tragerschicht 2 besteht aus einem Textilmaterial, insbesondere einem Gewebe,
Gewirke oder Vlies, oder aus Papier. Es kann aber auch, anstelle der Tragerschicht 2
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oder zuséatzlich zu dieser an deren Unterseite, eine aus Metall bestehende, nicht dar-
gestellte Schicht vorgesehen sein. Weiters kann die Tragerschicht 2 die napfchenarti-
gen Vertiefungen 4 aufweisen, wobei dann die Schicht 1 von einem diinnen Uberzug
der Tragerschicht 2 aus einem hydrophoben Kunststoffmaterial gebildet ist, mit dem
auch die napfchenartigen Vertiefungen 4 ausgekleidet sind. In jedem Fall sind sowohl
die Oberflache 3 der Matrize als auch die Wande der népfchenartigen Vertiefungen 4
matt ausgebildet.

Wie aus Fig. 2 hervorgeht, in welcher die napfchenartigen Vertiefungen 4 in sehr stark
vergrofRertem MaRstab im Querschnitt dargestellt sind, weisen die napfchenartigen
Vertiefungen 4 einen sich zum Boden 5 verjingenden Querschnitt auf. Die Tiefe (t) der
napfchenartigen Vertiefungen 4 ist unterschiedlich und betrégt vorzugsweise zwischen
60 pm und 90 um. In Fig. 2 sind weiters verschiedene Mdglichkeiten der Ausbildung
des Bodens 5 der napfchenartigen Vertiefungen 4 dargestellt. Bei 5a ist dieser Boden
konvex geformt, bei 5b konkav, bei 5¢ mit Abstufungen versehen und bei 5d eben.

Die Wande der napfchenartigen Vertiefungen 4 kdnnen auch mit Langsriefen oder mit
gedrillt verlaufenden Riefen versehen sein

Wie aus Fig. 3 hervorgeht, weisen beim dargestellten Ausfihrungsbeispiel die napf-
chenartigen Vertiefungen 4 einen kreisférmigen Querschnitt mit einem Kreisdurchmes-
ser bis zu 25 uym auf. Sie kdnnen aber auch jeden anderen beliebigen Querschnitt,
insbesondere einen ovalen oder einen polygonalen Querschnitt besitzen. Der Mitten-
abstand a benachbarter napfchenartiger Vertiefungen ist in der Regel unterschiedlich
und betragt vorzugsweise zwischen 50 ym und 150 pm. Die néapfchenartigen Vertie-
fungen 4 sind beim dargestellten Ausfiihrungsbeispiel auf der Oberflache 3 unregel-
maRig angeordnet, kdnnen aber auch in Form eines regelmafigen Musters vorgese-
hen sein.

Die Matrize selbst kann als Platte oder auch als vorzugsweise umlaufende Bahn aus-
gebildet sein.

Bei der Herstellung einer Beschichtung bzw. Zurichtung, die in der Folge mit einem
flachigen Trager, wie einem Leder oder einem Textilmaterial verbunden wird, auf der
erfindungsgemafen Matrize wird so vorgegangen, dass man zunachst ein flissiges
Kunststoffmaterial auf die mit den napfchenartigen Vertiefungen 4 versehene Oberfla-
che 3 auftragt und verfestigen lasst, worauf die so gebildete Beschichtung von der Mat-
rize abgezogen wird. Durch die Anordnung der napfchenartigen Vertiefungen 4 entste-
hen auf der Beschichtung bzw. Zurichtung feine, einzeln abstehende und voneinander
im Abstand angeordnete Harchen, die der Beschichtung ein nubuk- bzw. samtartiges
Aussehen verleihen.
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Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist somit ein Verfahren zur Her-
stellung einer Beschichtung von Textilmaterial unter Verwendung einer erfindungsge-
malen Matrize.

Ein weiterer Gegenstand ist somit weiterhin ein Verfahren zur Herstellung einer folien-
artigen Zurichtung von Leder unter Verwendung einer erfindungsgeméafen Matrize.

Weitere Gegenstande der vorliegenden Erfindung sind somit beschichtete Textiimate-
rialien und zugerichtete Leder, hergestellt nach dem vorstehend charakterisierten er-
findungsgemafen Verfahren. Erfindungsgeméafie beschichtete Textiimaterialien und
zugerichtete Leder haben ein schdnes veloursartiges oder nubuk- oder samtartiges
Aussehen.



10

15

20

25

30

35

40

WO 2006/092440 PCT/EP2006/060441

Anspriche:

Matrize fur die Herstellung einer mit einem flachigen Trager verbindbaren Be-
schichtung, die durch Auftragen einer flissigen Kunststoffdispersion auf die aus
einem hydrophoben, flexiblen Kunststoff bestehende Oberflache der Matrize
und anschlieendem Verfestigen der Kunststoffdispersion gebildet wird, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberflache (3) einen Glanzgrad nach DIN
67530 bei einem Einstrahlwinkel von 60 ° von weniger als 2,2 aufweist und mit
mikroskopisch kleinen napfchenartigen Vertiefungen (4) versehen ist, die durch
eine Laserbehandlung von Oberflache (3) gebildet sind, und dass der Mittenab-
stand (a) benachbarter népfchenartiger Vertiefungen (4) zwischen 50 pm und
150 um und die Tiefe (t) der népfchenartigen Vertiefungen (4) zwischen 50 um
und 150 pm betragt.

Matrize nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass flachige Trager aus
Leder und Textilmaterial gewahlt werden.

Matrize nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass Textiimaterial gewahit
wird aus Vliesen, Geweben und Gewirken.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine
helle Oberflache (3) einen Glanzgrad unter 2,2 und eine dunkle Oberflache (3)
einen Glanzgrad unter 1,2 aufweist.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sie
aus zumindest zwei Schichten (1, 2) besteht, wobei die oberste, die népfchen-
artigen Vertiefungen (4) aufweisende Schicht (1) aus dem flexiblen Kunststoff
gebildet ist.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 3 und 5, dadurch gekennzeichhet,
dass unterhalb der obersten Schicht (1) eine Tragerschicht (2) angeordnet ist,
die aus einem Textilmaterial oder aus Papier besteht.

Matrize nach einem der Ansprliche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass un-
terhalb der obersten Schicht (1) eine aus Metall bestehende Schicht angeord-
net ist.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
napfchenartigen Vertiefungen (4) in einer Trégerschicht angeordnet sind, die
von einer die Oberflache (3) bildenden und die népfchenartigen Vertiefungen
(4) auskleidenden, aus hydrophobem Kunststoffmaterial bestehenden Schicht
Uiberzogen ist.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache (3) aus Polypropylen, Silikonharz, Silikonkautschuk oder einem Flu-
orpolymerisat besteht.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Laserbehandlung der Oberflache (3) computergesteuert ist..

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
napfchenartigen Vertiefungen (4) bei der Herstellung der Matrize durch Abfor-
men von einer Negativform gebildet sind.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
napfchenartigen Vertiefungen (4) einen runden, beispielsweise kreisférmigen
oder ovalen, Querschnitt aufweisen.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
napfchenartigen Vertiefungen (4) einen sich zum Boden (5) derselben verjin-
genden Querschnitt aufweisen.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 13 dadurch gekennzeichnet, dass der
Mittenabstand (a) benachbarter népfchenartiger Vertiefungen (4) zwischen 60
um und 90 um betragt.

Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Tiefe (t) der napfchenartigen Vertiefungen (4) zwischen 60 pm und 90 ym be-
tragt.

Matrize nach einem der Ansprliche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der
Boden der néapfchenartigen Vertiefungen (3) abgerundet ausgebildet, vorzugs-
weise konkav oder konvex geformt, ist.

Matrize nach einem der Anspriche 1 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass sie
plattenférmig oder bahnférmig ausgebildet ist.

Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung von Textilmaterial unter Verwen-
dung einer Matrize nach einem der Anspriche 1 bis 17.

Verfahren zur Herstellung einer folienartigen Zurichtung von Leder unter Ver-
wendung einer Matrize nach einem der Anspriiche 1 bis 18.
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